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摘要(译)

提供了一种液晶显示器像素结构和制造该结构的方法。提供附加导电层
（即第三导电层）以在基板的控制区域和电容区域处电连接第二图案化
导电层，控制装置和电容装置。在制造工艺中使用半色调掩模以同时限
定第三导电层和透明导电层的图案。因此，可以节省光刻工艺以降低制
造成本同时增加容量。
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